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GOUVÈNÈ CUOMO ANONSE DYNAMAX IMAGING AP RETE NAN NEW YORK NAN YON NOUVO ADRÈS 

CNSE'S SMART SYSTEM TECHNOLOGY AND COMMERCIALISATION CENTER OF EXCELLENCE 

Dynamax ap enstale plis pase $3M ekipman epi pèmèt plis pase 100 jòb wot teknolojik sou pwochen 3 

rive5 ane; CNSE’s STC atenn kapasite ak adisyon konpayi  

 

Gouvènè Andrew M. Cuomo te anonse jodia Dynamax Imaging LLC, youn nan premye devlopè  kaptè 

imaj wot pèfòmans ki te depase enstalasyon aktèl li nan Homer, pral rete nan New York ak nouvo adrès 

College of Nanoscale Science and Engineering’s (CNSE) Smart System Technology and Commercialization 

Center of Excellence (STC) nan Canandaigua. Deplasman sa pral stimile kreyasyon ak konsèvasyon plis 

pase 100 djòb wot teknoloji epi mete CNSE’s STC nan tout kapasite. 

 

“Desizyon Dynamax Imaging pou ale nan College of Nanoscale Science and Engineering’s STC montre 

siksè pèmanan envestiman nou yo nan djòb nanoteknoloji ak konpayi kap devlope nan New York,” te di 

Gouvènè Cuomo. “Atravè deplasman sa, Dynamax Imaging pral konsève epi kreye plis pase 100 djòb wot 

teknoloji byen peye nan Eta New York. Nou kontan genyen yon konpayi kap mennen tankou Dynamax ki 

di New York se kay li, sa ki kenbe nou nan premye plas nan domenn nanoteknoloji.” 

 

Dr. Jim Tan, Prezidan ak CEO Dynamax Imaging LLC, te di konsa, “Nou kontan wè bèl opòtinite pou 

sipòte kwasans kontini Dynamax Imaging se  isit nan New York li ye. Eksplwatasyon kapasite premye 

klas, ekselan, ak ekipman semi kondiktè pi avanse a nan CNSE’s STC, nou espere avanse teknoloji kaptè 

imaj tou nèf nou an, devlop nouvo pwodwi epi etabli nouvo patenarya, tou sa pral pèmèt konpayi a 

gwosi epi devlope, epi kenbe repitasyon New York antanke  ‘kapital imaj mond lan.’ Patenarya sa pral 

ede tou Etazini kenbe premye plas li nan avansman mondyal ki genyen nan pwodwui imaj wot tenknoloji 

CMOS, sa ki nesesè pou aplikasyon enpòtan nan anpil aplikasyon kap endistriyèl kap vann.” 

 

Dr. Alain E.  Kaloyeros, Vis Prezidan ak CEO CNSE te di konsa, “Mobilize grasa lidèship  Gouvènè Andrew 

Cuomo, New York rekonèt nan lemonn antye kòm kote pou ye nan endistri nanoteknoloji mondyal la. 

Desizyon Dynamax Imaging pou rete epi devlope nan New York se prèv pozitif strateji Gouvènè Cuomo a 

ap mache, ap kenbe ti konpayi ak konpayi mwayenn nanoteknoloji nan Empire State la pandan lap atire 

tou gwo konpayi wot teknoloji kap mennen nan mond lan.” 
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Paul Tolley, Vis Prezidan CNSE pou Teknoloji Revolisyonè ak Direktè Egzekitif CNSE’s STC, te di konsa, 

“CNSE’s Smart System Technology and Commercialization Center of Excellence fyè pou l resevwa 

Dynamax Imaging nan sèk patenè komèsyal li yo kap grandi. Espas aktyèl nou an ki atenn tout kapasite li 

se temwayaj enpak sektè nanoteknoloji New York la genyen nan Lwès New York, epi yon gwo 

motivasyon pou kontinye chèche opòtinite pou plis devlòpman pou lavni.” 

 

Dynamax Imaging, kap opere nan plizyè peyi, pral enstale ekipman wot teknoloji plis pase $3 miyon epi 

etabli plis pase 100 djòb wot teknoloji nan CNSE’s STC pandan twa rive senk ane kap vini yo. sa gen 

ladan kote majorite enjenyè, syantifik ak chèchè ki soti lòt kote Ozetazini. pou vini nan CNSE’s STC ane 

sa, ak tou anbochaj  30 rive 50 operatè sal pwòp ak teknisyen pou sipòte rechèch konpayi an, ak pilote 

aktivite pwodiksyon yo.  

 

Ak itilizasyon plizyè milye pye kare espas biwo ak sal pwòp nan CNSE’s STC, Dynamax Imaging pral vize 

plis devlopman gwo pòtfolyo IP li a kap grandi rapidman eki kouvri pixel, kaptè, ak sistèm achitekti, baze 

sou nouvo teknolojil Active Column Sensor™ (ACS®) li a. Anplisy, Dynamax Imaging ak CNSE’s STC pral 

travay ansanm pou avanse teknoloji pou kaptè, ak anbalaj nan echèl pis ak dlo. 

 

Kaptè imaj wot pèfòmans CMOSDynamax Imaging devlope yo itilize nan yon seri endistri, nan pwodwi 

tankou HDTV camcorders ak ekran figi plat kap van sou ache a, teknoloji imaj ak byometrik nan sektè 

syantifik la, sistèm sekirite ak siveyans pou lame.  

 

Kaptè Dynmax Imaging yo – tou de kaptè imaj pwòch-IR Line-Scan (Lineyè) aak Area-Array CMOS ak 

global shutter – rekonèt pou echantiyon ekstreman dinamik, wot vitès, wot sansiblite ak efikasite kantil 

IR pwòch. 

 

Dynamax Imaging te fòme lè konpayi a te achte tout asèt Panavision Imaging, LLC’s CMOS image sensor 

business. 

 

Enfòmasyon sou Dynmax Imaging, LLC. Dynamax Imaging, LLC se youn nan premye devlopè kaptè imaj 

wot pèfòmans CMOS, ak yon gwo pòtfolyo IP kap grosi rapidman ki kouvri pixel, kaptè, ak achitekti 

sistèm, ki baze sou nouvo teknoloji Active Column Sensor™ (ACS®) nou an. Grasa plaj dinamik trè laj, wot 

vitès, wot sansiblite ak randman tankou kantil IR, Dynamax Imaging’s tou de pròch IR Line-Scan (Lineyè) 

ak Area-Array kaptè imaj CMOS ak yon global shutter aplike toupatou nan anpil aplikasyon komèsyalize 

tankou Ekran plat ak plizye touch, Enspeksyon, Inite Vizyalizasyon, Sekiritey, Siveyans, Trafik Entelijans 

/Sistèm Transpò (ITS), Syans Lavi, Imaj Syantifik, Byometrik, HDTV Camcorders, Mache Teledifizyon, 

Indistri, Fotografi, Rekreyasyon, Sinematografi, Mache Gouvenmantal ak Militè. Pou enfòmasyon, vizite 

www.dynamax-imaging.com. 

 

Enfòmasyon sou CNSE. UAlbany CNSE se premye kolèj nan lemonn ki devwe pou edikasyon, rechèch, 

devlopman ak deplwaman nan nouvo disiplin nano-syans, nano-jeni, nano-byosyans ak nano-ekonomi. 

Avèk plis pase $14 milya dola nan envestisman teknoloji avanse, CNSE reprezante antrepriz rechèch 

avanse ki baze nan inivèsite, pou ofri etidyan yo yon sèl kalite eksperyans akademik, epitou pou bay plis 
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pase 300 patnè asosye aksè nan yon ekosistèm ki pa gen rival pou R&D avanse ak lavant inovasyon 

nano-elektwonik ak nano-teknoloji sou mache a. Pwojè CNSE deplwaye nan pati nò New York, tankou 

Albany NanoTech Complex li a, yon megaplèks ki mezire 800.0000 pye kare avèk sèl pwototipaj pis 

òdinatè ki entegre nèt, epi ki gen tranch 300mm ak liy demonstrasyon nan 85.000 pye kare sal pwòp ki 

kapab nan Klas 1. Plis pase 3.100 syantifik, chèchè, enjenyè, etidyan ak gwoup pwofesè ap travay isit la, 

nan konpayi tankou IBM, Intel, GlobalFoundries, SEMATECH, Samsung, TSMC, Applied Materials, Tokyo 

Electron, ASML ak Lam Research. Yon agrandisman ap fèt kounye a. Yon pati ladan ap bay lokal pou 

premye Global 450mm Consortium, k ap ajoute prèske 500.000 pye kare enfrastrikti pwochen 

jenerasyon, yon lòt 50.000 pye kare sal pwòp ki kapab nan Klas 1, ak plis pase 1.000 syantifik, chèchè ak 

enjenyè nan CNSE ak sosyete mondyal yo. Answit, Sant Devlopman Enèji Solè CNSE ki nan Halfmoon ofri 

yon pwototipaj ak liy demonstrasyon pou pil solè kouch mens CIGS pwochen jenerasyon. Photovoltaic 

Manufacturing Consortium (PVMC). Systems Technology and Commercialization Center of Excellence 

(STC) CNSE ki nan Rochester ofri dènye modèl kapasite pou fabrikasyon ak anbalaj MEMS. CNSE te ko-

fonde ak jere operasyon yo tou nan Computer Chip Commercialization Center nan SUNYIT ki na Utica, 

epi li se yon ko-fondatè Nanotechnology Innovation and Commercialization Excelerator nan Syracuse. 

Pou jwenn enfòmasyon, konekte sou Entènèt nan sitwèb www.cnse.albany.edu. 

 

Enfòmasyon sou CNSE’s STC. College of Nanoscale Science and Engineering’s Smart System Technology 

& Commercialization Center ede ti konpayi ak gwo konpayi rantre nouvo teknoloji depi nan konsepsyon 

rive nan fabrikasyon. STC kenbe yon enstalasyon 140.000 pye kare avèk plis pase 25.000 pye kare sal 

pwòp pou sistèm elektwomekanik (MEMS) fabrikasyon ak anbalaj, epi travay avèk konpayi tay mwayenn 

pou ede yo pote nouvo teknoloji sou mache a, ak ti konpayi ki pare pou pase de fabrikasyon pwototip ak 

ti volim pou pase nan fabrikasyon gwo volim; epi avek plizyè ajans federal pou devlope solisyon teknoloji 

nan zònn ki gen bezwen nasyonal enpòtan, ki gen ladan pwostetik entelijan ak deteksyon aparèy 

eksploziv enprovize (IED). Pou jwenn plis enfòmasyon, ale sou Entènèt nan sitwèb www.stcmems.com. 
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